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(57) Abstract: The invention relates to a
method for producing patterned textile labels
during which a production machine, which is
controlled by a pattern device (22), provides
labels (E; to Ey) with a pattern (M), which
is the same for all labels, and with pattern
sections (T to Ty) that are different from one
another. In order to improve production, a
virtual label (V) is created from N individual
labels (E; to Ey), which are distributed over
the width (B) and the length (L) of the virtual
label (V) and which have N individual pattern
sections (T; to Ty) that are different from
one another, and the virtual label (V) is then
divided into individual labels (E; to Ey).

(57) Zusammenfassung: Bei dem Verfahren
zur Herstellung von gemusterten textilen
Etiketten werden Etiketten (E; bis Ey) mittels
einer durch eine Mustereinrichtung (22)
gesteuerten Herstellungsmaschine mit einem
fuir alle Etiketten gleichen Muster (M) sowie
mit voneinander verschiedenen Musterteilen
(T bis Ty) versehen. Zur Verbesserung
der Herstellung erzeugt man ein virtuelles
Etikett (V) aus N iiber die Breite (B) und
die Linge (L) des virtuellen Etiketts (V)
verteilten einzelnen Etiketten (E; bis Ey) mit
N voneinander verschiedenen individuellen
Musterteilen (T, bis Ty) und unterteilt das
virtuelle Etikett (V) in einzelne Etiketten (E,;
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